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17 ATPシリーズのティルトプラットフォームは、ピッチ－
ヨウ（θy－θz）、およびピッチ－ロール（θy－θx）のいずれか
において、±4°の範囲で角度調整が可能な製品です。ナノマ
ックス300TM、ローラーブロックTM、もしくはマイクロブロッ
クTMステージのトッププレートを取り外し、代わりにこのテ
ィルトプラットフォームを取り付けることにより、安価な5軸
ステージを構成することができます。この時のメカニカルア
クセサリを含めたステージ全体の光軸高さは、15 mm上がり
90 mmとなります。中程度の分解能しか必要とされない手動に
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17 ATP 002 ピッチ－ロールプラットフォーム17 ATP 001 ピッチ－ヨウプラットフォーム

ティルトプラットフォーム

駆動範囲 分解能 製品番号

ピッチ－ヨウプラットフォーム ±4° 10秒 17 ATP 001

ピッチ－ロールプラットフォーム ±4° 10秒 17 ATP 002

ピッチ－ヨウプラットフォーム、マイクロメーター付 ±4° 10秒 17 ATP 003
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よる光学部品位置決めや、手動によるピグテールの角度調整
などの用途に適しています。

このティルトプラットフォームは、ナノマックスおよびロ
ーラーブロックの右配置、左配置に合わせて、90°回転させて
ステージ上に取り付けることができます。

プラットフォーム上に設けられたリードスロットシステム
により、全てのメカニカルアクセサリが簡単に位置決めされ
ます。


